
CERTIFICADO 

 

El día 7 de marzo se realizo desinsectacion
integral en:

NIT:

DIRECCION

CIUDAD: chinauta cundinamarca

VENCE: 

fendona

RATAQUIL

Cordialmente,

Rodenticida 

Ingrediente activo: Brodicofauma

Categoría toxicológica I

RGSP 234-2004, uso en salud publica

* Se adjuntan Fichas técnicas y recomendaciones.

* La fecha de nuestro proximo control puede variar  según el grado de infestación.

* Todas las técnicas y productos utilizados son aprobados y siguen estrictos protocolos

dependiendo de la actividad economica del cliente.  

ESTAMOS AUTORIZADOS POR LA GOBERNACION Y SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA SEGÚN 

CONCEPTO FAVORABLE CON FECHA DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

*Para garantizar su validez, debe llevar sello seco, codigo QR y sello holográfico.

MARIA LUCINDA RODRIGUEZ

Representante legal

005205

PRODUCTO UTILIZADO

Insecticida Piretroide suspensión concentrada SC

Ingrediente activo: Alfacipermetrina 6%

Categoría toxicológica III

RNE010044849, uso en salud publica

29 de julio de 2025

Fundación instituto tecnológico del sur, Hogar Nazareth

860 020 194-6

29 de enero de 2025 se realizo un servicio de desinsectación y desratización 

Km 69 Vía Melgar Chinauta
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